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O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) Campus Pelotas, por meio do Departamento de
Registros Académicos (DERA), conforme edital 127/2026 do SISU +, convoca os candidatos
excedentes na Classificagdo Geral a participarem do procedimento de chamada oral para
preenchimento de vagas remanescentes, conforme 0 exposto a seguir.

1) LOCAL DA CHAMADA ORAL

Campus Pelotas

Auditorio Enilda Feistauer

Praca Vinte de Setembro, 455

Centro — Pelotas/RS

2) DATAS, HORARIOS E CURSOS

=>» Dia 01/09/26 (terca-feira):

+« Horério: 9n:30min (os portdes serdao fechados as 10h)

CURSOS SUPERIORES DE GRADUACAO

Cursos: Curso Superior de Engenharia Elétrica e Curso Superior de Engenharia Quimica

3) VAGAS REMANESCENTES

CURSOS DE GRADUACAO N° DE VAGAS REMANESCENTES
Acesso Universal
Engenharia Elétrica - Tarde
L2 3
Acesso Universal 1
Engenharia Quimica - Tarde L2 2
L9 1




4) DISPOSICOES GERAIS

1. Os portdes de acesso ao local onde serarealizada a chamada oral serdo fechados no
horério marcado para o inicio da respectiva chamada.

2. Serdo chamados oralmente candidatos até o preenchimento de todas as vagas
remanescentes da tabela acima, ndo havendo, portanto, garantia de vaga aos
candidatos convocados, ainda que presentes na chamada oral.

3. Os candidatos classificados nas modalidades de cotas (L1, L2, L3, L4, L5, L6,L7,L8,L9e
L10) também concorrerdo as vagas no acesso universal, de acordo com a ordem de
classificacdo na lista de espera.

4. Asvagas remanescentes no sistema de Acesso Universal serdo preenchidas por candidatos
pertencentes a esse sistema de ingresso, obedecendo a ordem de classificacéo.

5. As vagas remanescentes no sistema de ingresso de Reserva de Vagas serdo preenchidas
por candidatos pertencentes a respectiva modalidade de concorréncia, obedecendo a
ordem de classificacdo e ao seguinte:

a) havendo vaga remanescente do grupo L1 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L4, grupo L3;

b) havendo vaga remanescente do grupo L2 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1, grupo L4, grupo L3;

c¢) havendo vaga remanescente do grupo L3 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L2, grupo L1;

d) havendo vaga remanescente do grupo L4 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L2, grupo L1.

e) havendo vaga remanescente do grupo L5 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1 grupo L2, grupo L4,
grupo L3;

f) havendo vaga remanescente do grupo L6 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L1, grupo L4,
grupo L3;

g) havendo vaga remanescente do grupo L7 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L4, grupo L2,
grupo L1;

h) havendo vaga remanescente do grupo L8 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L3, grupo L2,
grupo L1.

I) havendo vaga remanescente do grupo L9 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L5, grupo L6,
grupo L1, Acesso Universal;



10.

11.

5)

J) havendo vaga remanescente do grupo L10 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L7, grupo L8,
grupo L3, Acesso Universal.

N&ao havendo candidatos suficientes para preencher as vagas garantidas a optantes pelo
sistema de ingresso de Reservas de Vagas para egressos do ensino publico, as mesmas
voltardo ao sistema de ingresso por Acesso Universal.

A chamada oral sera presencial, logo, se o candidato ausente for chamado, perdera
sumariamente direito a ocupacao da vaga, sendo chamado o candidato seguinte. Todos os
candidatos devem estar no local indicado na tabela acima para assinatura da Ata de
Presenca, antes do inicio da chamada oral (horario de fechamento dos portées).

Somente os candidatos presentes nesta chamada oral, que assinarem a Ata de Presenca,
poderéo ser convocados no site do processo seletivo, caso surjam novas vagas.

Somente sera permitido acesso ao local da chamada ao candidato ou ao seu procurador,
bem como, quando for o caso, ao seu responsavel legal (para candidatos menores de 18
anos).

Durante a chamada os presentes deverdo manter siléncio e prestar atencdo aos
procedimentos e, em caso de manifestacdes que prejudiguem o bom andamento do
processo, os candidatos serdo advertidos e poderéo ser convidados a se retirar do local, o
gue acarretara na perda da vaga.

Apoés a realizacdo da chamada oral ndo sera permitida a permanéncia no interior do
Auditorio.

DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PARTICIPACAO NA CHAMADA ORAL

Para participacdo na chamada oral sera necessario apenas o documento de identificacdo

do candidatou ou do seu representante legal.

Estudantes menores:

- Pai, mae ou representante legal com comprovacéao através de documento com foto (a
presenca do candidato menor de idade ndo € necessaria).

- Terceiros através de procuracao (Anexo 1 - modelo de procuracdo, ndo necessita de
autenticagao).

Estudantes maiores:

- 0 proprio candidato;
- pai, mae ou terceiros, através de procuracao (Anexo 1 - modelo de procuragéo, ndo
necessita de autenticacao).



6) INFORMACOES SOBRE MATRICULA

Todos os candidatos classificados/nomeados na chamada oral devem ler atentamente e
na integra os documentos oficiais com as informacdes sobre a matricula, acessando o site do
processo seletivo do IFSul (https://processoseletivo.ifsul.edu.br/sisu-2027)

)

7) FORMAS DE CONTATO PARA ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

Telefone: (53) 2123 1061 — segunda - feira a sexta-feira das 9h as 19h
E-mail: pl-superior@ifsul.edu.br

8) CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A CHAMADA ORAL

O Anexo 2 apresenta a relagao de candidatos convocados para a chamada oral.


mailto:pl-superior@ifsul.edu.br

ANEXO 1

PROCURACAO
Eu, , RG:
, CPF: , hacionalidade ,
estado civil , residente e domiciliado em
, homeio e constituo como meu bastante
procurador RG:
, CPF: , residente e domiciliado em

, com o fim especifico de me

representar junto ao Instituto Federal Sul-rio-grandense para realizar minha matricula no curso de

desta Instituicao.

, de de 20

Assinatura.



ANEXO 2

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A CHAMADA ORAL

CURSOS SUPERIORES DE GRADUACAO

Curso Superior de Engenharia Elétrica - Tarde
L2 — 3 Vagas

Maria Isabele Martins Alves Goes
Gabriely Pereira De Souza

Jairo Belem Oliveira Filho
Anderson Rodrigues Pereira
Diovana Tavares Solano

Analu Dos Santos Olguin

Abner Tombeau
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Simone Leocadio Jesus

Acesso Universal — 1 Vaga

Maria Eduarda Patikowski Dos Santos
Luiza Quintana Weber
Gustavo Diedrich Montano
Vitor Ribeiro Maria Da Costa
Jeniffer Rafaella Dos Santos Vitt
lhudy Willemam Costa De Almeida
Joao Jose Ribeiro Oliveira Silva
Gustavo Henrique Belum Goncalves
Joao Vitor Zanetti De Lima

. Luiz Otavio Mendonca Medola
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. Leonardo Da Silva Campos
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. Karina Barbosa Boeira

. Livia Maria Machado De Freitas Teixeira
. Matheus Peter Jeske

. Raul Soares Da Silva

. Alessandra Nunes Costa

. Barbara Costa Da Fonseca

. Victor Matheus Teixeira

. Jonatas Veras Isau

. Erick Bezerra De Barros

. Maria Isabele Martins Alves Goes
. Maria Eduarda Macedo De Matos
. Edener Freitas Gouvea

. Guilherme Ferreira Porciuncula
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Allanys De Souza Schneider
Diovana Pereira De Souza Souza
Marta Lizane Bottini Dos Santos
Miguel Aguiar Mirapalheta
Gabriely Pereira De Souza
Hadrian Kucera Fernandes
Jonathan Matheus Oliveira Xavier
Luisa Ferreira Alam

Carlos Eduardo Avila Tavares
Jairo Belem Oliveira Filho

Bruna Rodrigues Duarte
Anderson Rodrigues Pereira
Kaleb Rodrigues Ribeiro

Bruno Damasceno Valadao
Anderson Oliveira Da Silva
Neusa Maria De Oliveira Rodrigues
Rafael Furtado Soares

Brenda De Avila Teixeira

Juliana Alves De Lima

Carmen Lucia Alves

Eva Shirley Rodrigues Dos Santos
Vanessa Cortez Valerio

Patrick Lima Cabral

Eder Feijo Da Luz

Chaiane De Souza Leal

Dara De Bitencourt Tavares
Miriam Goncalves Cezar

Daniel Oliveira Nicolau

Diovana Tavares Solano

Flavia De Oliveira Da Silva
Vinicius Scheck Pinto

Ricardo Lucas Da Silva

Analu Dos Santos Olguin
Jeniffer Da Rosa Dos Santos
Patrick Souza Borges

Vitoria Stigger

Kerolin Jorge Inacio

Abner Tombeau

Simone Leocadio Jesus

Isabel Charnaud Raffi



Curso Superior de Engenharia Quimica - Tarde

L2 — 2 Vagas

Yasmin Costa Correa

Pablo Freitas Santos

Maria Gabriela Da Rosa Da Silva
Myrella Dias Pereira

Luiza Helena Mattos De Sousa
Julia Coelho Macedo

Larissa Dias Bandeira

Emily Duarte Lander

. Alessandra Barcellos Custodio
10. Wood Diana Clotaire
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L9 — 1 vaga

1. Luiza Monte Caetano
2. Fabio Goncalves Guerrer

Acesso Universal — 1 Vaga

Rebecca Dzigan Tatarunas
Ben Hur Souto Das Neves
Eduarda Djullia Pasa
Giovana Stocco Benedetti
Sofia Enzweiler Hoffmeister
Isadora Corteana De Morisson Faria
Marjoly Larroza Machado
Marcela Betina Nietsche
Higor Ricardo De Lima Leme

. Emily Lopes Da Silva

. Mariana Da Silva Schiller
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. Maria Clara De Barros Adriano
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. Joao Pedro Ferreira De Souza
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. Aysha Kauanne Souza Da Silva
. Leticia Ariane Freitas

. Manuela Dias Carvalho

. Kherollen Pereira Madono

. Yasmin Costa Correa

. Talia Peixoto Rodrigues

. Luciano Dos Santos Pereira

. Ana Julia Pinheiro Do Rosario
. Joao Vinicius Pereira Da Silva
. Larissa Porto Maciel

. Ademir Bosel Rangel
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.

Janine De Souza Barcelos
Evillyn Conceicao Rodrigues
Cintia Roza Gomes Da Silva
Barbara Fonseca Castanheira
Gabriele Santos Coelho

Pablo Freitas Santos

Tauane Soares Dias

Kamilly Diniz Simoes

Daiane De Oliveira Bittencourt
Maria Gabriela Da Rosa Da Silva
Luisa Gelain Barbosa Dos Santos
Fabiana Weymar Barros

Aline Albo Neves

Luiza Monte Caetano

Scarlet Luz

Veronica Rochel Da Silva Peres
Marcela Machado Galarraga Dos Santos
Myrella Dias Pereira

Luiza Helena Mattos De Sousa
Eliandra Silva Da Silva

Julia Coelho Macedo

Lara Monhsam Rodrigues
Larissa Dias Bandeira

Alice Cristini Vieira Barreira
Susana Silveira Saraiva

Sabrina Rodrigues Da Fonseca
Fabio Goncalves Guerrer

Emily Duarte Lander
Alessandra Barcellos Custodio
Wagner Roberto Neujahr Timm
Amanda De Souza Castro
Wood Diana Clotaire



